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摘要(译)

液晶显示装置包括一对基板，基板之间的液晶和设置在基板的内表面侧
上的取向层。取向层由包含含有二胺成分的聚酰胺酸和含有与聚酰胺酸
的二胺成分不同的二胺成分的聚酰亚胺的材料形成。通过光照射对准层
进行取向处理。 UV光可以通过具有开口的掩模在倾斜方向上照射到配向
层上。反射板可以布置在UV光源和掩模之间。而且，可以在TFT基板的
取向层上设置厚度为0.1至0.15μm的堤结构。
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